
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 37 38

ZEEW 1 ZEEW 2 DUT
Techn.Inform. lab.

A107
Wolski

Techn.Inform. lab.
A107

Wolski

Mech.Techn. ćw.
A014

Szeleziński
Mech.Techn. w.

A013
Skorek

Mech.Techn. w.
A013

Skorek
Angielski Angielski Techn.Inform. lab.

A121 A013 A107
Rosłon-Jędros Jakubczak-Sapała Wolski

Angielski Angielski Techn.Inform. lab.
A121 A013 A107

Rosłon-Jędros Jakubczak-Sapała Wolski

Techn.Inform. lab. Fizyka lab. Angielski
A107 C116 A219

Skakovski Żurawska
Techn.Inform. lab. Fizyka lab. Angielski

A107 C116 A219
Skakovski Żurawska

Fizyka lab. Miernictwo lab.
C116 H206

Bazychowska
Fizyka lab. Miernictwo lab.

C116 H206
Bazychowska

Miernictwo lab. Rys.Techn. lab. Fizyka lab.
H206 A104 C116

Labuda
Miernictwo lab. Rys.Techn. lab. Fizyka lab.

H206 A104 C116
Labuda

Inż.Materiał. lab. Inż.Materiał. lab. Rys.Techn. lab.
H204 A104

Dudzik Starosta
Inż.Materiał. lab. Inż.Materiał. lab. Rys.Techn. lab.

H204 A104
Dudzik Starosta

Basen Basen Basen

8:30 - 9:15 8:30 - 9:15 8:30 - 9:15

Pods.Elektron. lab. Pods.Elektron. lab. Miernictwo lab.
C218 H206

Krawulski
Pods.Elektron. lab. Pods.Elektron. lab. Miernictwo lab.

C218 H206
Krawulski

Rys.Techn. lab. Inż.Materiał. lab.
A104 H204

Dudzik
Rys.Techn. lab. Inż.Materiał. lab.

A104 H204
Dudzik

Pods.Elektron. lab.
C218

Pods.Elektron. lab.
C218

A104

Zuk
Materiał.Okr. lab.

Grafika inż. lab.

Grafika inż. lab.

A106

Grafika inż. lab.

Miernictwo w.

Pods.Elektron. w.
A123

Patrzyk

Labuda

A104

C115

C115
Mech.Stosow. w.

Sikora

Materiał.Okr. lab.

Fizyka lab.

Techn.Inform. w.
A013

Skakovski

Zuk

I203
Grafika inż. lab.

Murawski
Mech.Stosow. w.

A219
Murawski

I203
Cholawo

Podst.Inform. lab.

C116

A121

H206

Materiał.Okr. lab.

11

11

C116

Sikora

I203

Cholawo

Cholawo

Grafika inż. lab.
A104

Podst.Inform. w.

I203

10

14

13

12 A106

7

8

9
Podst.Inform. lab.

Angielski
A219
Denc

Angielski
A232

Żurawska

Sikora

A013

A013

Materiał.Okr. lab.
H206

I203H206

A106

8

15

I203

13

15

8

Żurawska

9

A232

7

14

10

7

13

9

Denc
Angielski

12

16

Angielski
A232

Jakubczak-Sapała

10

Fizyka lab. Fizyka lab.
C115 C116

Fizyka lab. Fizyka lab.

Jakubczak-Sapała

Matematyka ćw.
A121

Kamedulski

Cholawo
Podst.Inform. lab.

I203

Podst.Inż.Wytw. lab.

9:15 - 10:00

Maldewska-Szymichowska

Angielski

Mechan.Tech. w.

10:00 - 10:45

A013

Angielski

Grafika inż. lab.
A106

Abramczyk
Grafika inż. lab.

A106
Abramczyk

bud.H !

Podst.Inform. lab. Matematyka ćw.
A014
Dul

Matematyka ćw.
A014

Cholawo

Budziłowicz
Elektrotech. lab.

Basen Basen

H110

C252

co 2 tyg. Hallmann
Podst.Inż.Wytw. lab. Elektrotech. lab.

Basen

10:00 - 10:45

Podst.Inform. lab.
I203

H110 C252
co 2 tyg. Budziłowicz

Podst.Inż.Wytw. lab. Elektrotech. lab.

A121

Mechan.Tech. ćw.

A014
Dul

Elektrotech. lab.

C252
co 2 tyg.

H110
Podst.Inż.Wytw. lab.

A014
Szeleziński

Matematyka ćw.
A014

co 2 tyg.

bud.H !

co 2 tyg.
Podst.Inż.Wytw. lab.

12

7

9 I203
Sikora

Sikora
A121bud.H !

Maldewska-Szymichowska

Matematyka ćw.
A121

Kamedulski

10

11

Dul
Matematyka ćw.

Elektrotech. lab.
Dul

15

                                    zajecia zaznaczone czerwoną ramką realizowane są na zmianę co 2-gi tydzień, lub po pół semestru (Materiałoznawstwo 

                                    okrętowe w. pierwsza połowa / Podstawy Inż. wytwarzania w. druga połowa semestru)

              Zajęcia z przedmiotu"Mechanika stosowana" realizowany będzie dla specjalności ZEEW. 

              Zajęcia z przedmiotu"Mechanika techniczna" realizowany będzie dla specjalności DUT. 

Cz 11

12

14

14

Mechan.Tech. ćw.
A121

Szeleziński

C252

8

Pt

Angielski

13

Śr

Fizyka lab.

Pn

9

10

11

Podst.Ekon.iZarzdz.
A016

Podst.Inform. lab.

H204

Murawski

Sikora
Grafika inż. lab.

Zuk
Materiał.Okr. lab.

C115

Wt

Szelagowska-Rudzka

Fizyka lab.

Materiał.Okr. lab.

Molenda

Podst.Ekon.iZarzdz.
A016

Łastowska
Fizyka w.

A016
Freda

Matematyka w.

uaktualnienie

grupa

7

8

13-03-24 8:27

Inż.Materiał. w.
A015

Starosta

Matematyka w.

Ekonomia w. 
A015

Grafika inż. w.

Kamedulski

15

A015
Łastowska

Fizyka w.
A015

Pranszke
Fizyka cw.

A015
Pranszke

Rys.Techn. w.

Mech.Stosow. ćw.

Fizyka w.

A015
Łastowska

Zuk

Materiał.Okr. lab.

C116

Sikora

Fizyka lab.

Grafika inż. lab.

H204

Materiał.Okr. lab.

H206

specjalność

A016
Kamedulski

1 2 3 4 5 6

12

13

14

Waśniewska 

A016

A016

A016

                        1 rok - II sem.  -  studia 1 stopnia  - stacjonarne

Ochr.Własn.Intel. w.
A015

Pranszke

Mechan.Tech. w.

co 2 tyg.

Zuk

Grafika inż. lab.

H204 A106

A123A013

Sikora

H206 A106

I203

I203

Podst.Inform. lab.

C115

Angielski Grafika inż. lab.

Czechowski
A013

Murawski
Materiał.Okr. w.

H204

A219

Podst.Inż.Wytw. lab. Elektrotech. lab.

Basen

10:00 - 10:45

H204

Basen

Angielski Angielski

Denc

A106
Podst.Inform. lab.

H206

Fizyka lab. Fizyka lab.

Mechan.Tech. ćw.
A123

C115 C116

Materiał.Okr. lab.

Grafika inż. lab.

A104

Materiał.Okr. lab.

Matematyka w.
A123

Mazurek

Mazurek

Matematyka w.
A123

Mazurek
Matematyka ćw.

A123
Mazurek

Matematyka ćw.
A123

Mazurek
Matematyka ćw.

A123

Materiał.Okr. lab.

Basen

Podst.Inform. lab.

Fizyka lab.

Zuk
I203

Fizyka lab.

C116

Podst.Inform. lab.
H204

A219 A232

Dyl

Podst.Inż.Wytw. w.

Podst.Inform. lab.

Denc

Podst.Inform. lab.

9:15 - 10:00 9:15 - 10:00

I202
Rosłon-Jędros

Angielski
I202

Rosłon-Jędros

Angielski
A121

Szeleziński

Materiał.Okr. lab.

*


